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摘要  亚熔盐溶出一水硬铝石型铝土矿过程中需在高浓介质条件下脱除二氧化硅杂质，研究采用合成水合碳铁酸
钙做为脱硅剂；因水合碳铁酸钙合成过程中会有碳酸钙、氢氧化钙、铁酸钙等副产物，故合成条件对水合碳铁酸

钙含量及脱硅效果有重要影响。为了探讨反应机理并优化合成参数, 研究采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、电感

耦合等离子发射光谱(ICP-AES)分析对合成过程产物进行了物相分析和脱硅实验。FTIR和脱硅过程元素分析表明
水合碳铁酸钙在水溶液中为介稳物质，反应温度和反应时间对水合碳铁酸钙的合成具有重要影响，随时间和温度

增加水合碳铁酸钙含量先增加后减少；单因素条件下最优的合成条件为, 反应温度30 ℃，反应时间16 h，反应

液固比20，搅拌强度500 r·min-1；对最优条件下合成水合碳铁酸钙的物相结构进行了研究，表明水合碳铁酸

钙为斜方六面体晶体结构，其中存在结晶水、羟基、Fe—O特征峰。  
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